Un profesor del departamento de Ingenieria de Comunicaciones publica
en Nature un trabajo sobre tecnologias fotonicas

En un articulo de revision publicado recientemente en Nature,
nuestro compaiiero Robert Halir comparte con expertos del NRC
Canadiense, Caltech y Duke University una revisiéon sobre nuevas
estructuras fundamentales para el disefio de los dispositivos
fotdnicos del futuro. Sélo el 3% de los documentos publicados por
Nature son articulos de revision, y en el afo 2017 sélo se publicé
un articulo de revisidn con autoria espanola.

Los chips electrénicos de silicio constituyen el nucleo de nuestros teléfonos inteligentes y
ordenadores, pero la transmision de toda la informacién que manejamos se realiza de manera
Optica, tanto dentro de los centros de datos como alrededor del globo. El creciente campo de
la fotdnica del silicio tiene como objetivo llevar las ventajas de la electrénica del silicio al
dominio éptico, implementando dispositivos nano-foténicos para las redes Optica de alta
velocidad que forman la base de Internet. Las estructuras sub-longitud de onda, que son
esencialmente guias de luz nanoestructuradas realizadas en silicio, se han convertido en una
pieza clave en esta ambiciosa misidn. Al actuar como metamateriales dpticos estas estructuras
permiten el desarrollo de dispositivos nano-fotdnicos con prestaciones sin precedentes. En el
trabajo los autores relatan como estos pequefios bloques de silicio se han convertido en una
herramienta fundamental para disenar los dispositivos foténicos del futuro.
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Uciencia — Nano-fotdnica una tecnologia de
presente con mucho futuro




